Title (en)
Industrial furnace, especially a multiple chamber vacuum furnace, for heat treating batches of metal workpieces.

Title (de)
Industrieofen, insbesondere Mehrkammer-Vakuumofen zur Warmebehandlung von Chargen metallischer Werkstticke.
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Four industriel, notamment four a vide a chambres multiples, pour le traitement thermique de charges de pieces métalliques.
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Abstract (en)
[origin: US4653732A] An industrial furnace for heat-treating metallic workpieces has separate heating and cooling chambers. The latter uses
a circulating cooling gas, the flow of which against or past the workpieces produces cooling or gas-quenching. The furnace may have another
chamber for oil-quenching lying below the gas-cooling chamber. In order to enable the gas cooling to operate quickly and efficiently, a cooling
box fed with air by ventilator fans is provided in the shape of a tunnel, with internal surfaces above and at both sides of the effective cooling space
constituted by interchangeable nozzle plates (or blank plates if no nozzle openings are desired at the top or at the sides). The workpieces to be
cooled rest on a platform which may be raised or lowered to adjust the distance from the top nozzle plate or lowered into an oil bath. The nozzle
plates provide a choice of nozzle patterns for different articles or groups of articles to be cooled after heat treatment. The nozzle plates may have
setbacks or protrusions in order to vary the spacing of the nozzle openings from the median plane of the cooling tunnel.

Abstract (de)
Ein Industrieofen, insbesondere ein Mehrkammer-Vakuumofen zur Warmebehandlung von Chargen (11,11a) metallischer Werkstlcke,
weist eine Heizkammer (2) und eine eine mit Kilhigas beaufschlagte Kihleinrichtung (17) enthaltende Kihlkammer (3) auf, in der eine
warmebehandelte Charge (11a) mit im Kreislauf Gber einen Warmetauscher (25) gefiihrtem Kiihlgas angestromt ist. Um eine optimale Anpassung
der Anstromverhaltnisse der jeweiligen abzukihlenden Charge an die Gegebenheiten dieser Charge mit einfachen Mitteln zu ermdglichen, ist
die Anordnung derart getroffen, daf3 die Kiihleinrichtung (17) in der Kiihlkammer (3) miindende, die Charge mit Kiihigas anblasende Disen (35)
aufweist, und daf3 die in der Kiihlkammer (3) jeweils ortsfest angeordneten Disen (35) unter Veranderung der Anblasverhéltnisse der Charge
wahlweise austauschbar angeordnet sind.
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